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Invencion Fase Nacional PCT para “SILICATOS DE METAL
DE TRANSICION FUNCIONALES (FTMS)”.-Clase CO1B
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1. Me refiero a mi memorial radicado ante ese Despacho el 13 de
Diciembre de 2006.

2.  Por medio del presente me permito manifestar a usted que es :
deseo del solicitante presentar, en forma voluntaria, un nuevo | :’
capitulo reivindicatorio compuesto por 24 nuevas reivindicaciones, iy
que reemplaza al originalmente presentado ante ese Despacho junto '
con la solicitud de patente de la referencia, radicada el dia 5 de Abril de

2006, conformado por 54 reivindicaciones.

De acuerdo con lo anterior, me permito dirigir la atencidon de ese
Despacho al hecho de que el nuevo capitulo reivindicatorio se encuentra
dirigido a proteger un método para controlar microbios y un método
para reducir el nivel de contaminantes, cuyo sustento se puede
encontrar a lo largo del texto completo de la solicitud tal como fue

originalmente presentado.

Sobre este particular, atentamente me permito manifestar que la
anterior modificacién no amplia de ninguna manera el alcance de la
presente solicitud, toda vez que la misma solamente obedece a

distinguir de manera mas clara y precisa las ensefianzas de la presente
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invencion y a proteger un objeto especifico que se encuentra incluido

dentro de dichas ensenanzas.

3. Anexo me permito presentar:

(a) Formulario Unico de modificaciones y correcciones,

(b) Recibo numero 07-29.401, expedido por la Superintendencia

(c)

de Industria y Comercio, que acredita el pago de las

modificaciones mencionadas; y

Copia de las nuevas paginas 129 a 134 correspondientes al
nuevo capitulo reivindicatorio, que reemplaza al
originalmente presentado mediante mi solicitud de 5 de Abril
de 2006, en las cuales se ha realizado la modificacion

expuesta anteriormente.

4, En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar de

conformidad la presente solicitud y conceder el privilegio de patente

solicitado.

Sefior Superintendente,

I\AL&}J' A RICAURTE
T.P. 53.215
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Espacic reservado para el adhesivo de radicacion

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES.
2000-10

CACION

Nombre: ALICIA LLOREDA RICAURTE IDENTIFt

®

REPRESENTANTE
O APCDERADO

Direccién; Calle 72 No. 5-83 Piso 5°, Bogota, Colombial

cc X
ce [ |

nt [
Otro D

Teléfono: 3 264270 Fax; 6 069701

Numero 39.680.713 TP 53.215

E-mail; jllcco@lioredacamacho.com

Comprobante de page de la tasa.

L] Poderes, sifuere el caso.
[ cCertificado de existencia y representacién legal de las partes, cuando sean personas juridicas.

[nstrucciones para el diligenciamiento def presente formutario, ver reverso de esta pagina.




SUPERINTENDENCIA BE INDUSTRIA Y CORERCIC

RECIBD OFICIAL DE CRJA 1 07 29,401
FECHA 1 ABRIL 12 D8 2047

[

#13y COHS

DEPDSITANTE TIPS FAGD BakCD

LLOREDA Y CIA 5, 2 CONSIGNACION  BANCC FOFULAR

iy CC W

DANT. RENTISTIEC

1 50005-04-07 CAWBIO DE WODALIDAL Y HODIFICA

SON:  HOVENTA ¥ NUEVE MIL PESGS

RESPONSRBLE

SUPERINI ENDENCIADE INDUSTRIAY COMERCIC

AR THL T

5- (033364~ 0000 3-0000 -
o Cep 2020 NUECR\:AUON[
cve, 378 EASENACIONALL

Folios: 10

Fecha:2007-04—20 1615@:10
Tra. 11 F‘Al"ENTLI\(_H .
Act. 444 RESPUI—.STARL:QUE

BOG1740E9-2

IDHRATTON Ry

Yr. PAGD

Ho. PAGD FECHA PAD

CUENTA

Q50001106 SIA8LTT 3/CRIZ0CT7 3,618,090.90

¢t EFT D M

CONCEPTE TOTAL CCNCEFTD

77,000.80
29,GGC. 00

12 HARCAS Y LEVWAS COWERCIALES
HHET %

RECIEC DE CAJA AFLICADS AL EXPEDIENTE Ho.




129

REIVINDICACIONES

1. Un método para controlar microbios caracterizado por el paso de
contactar el microbio con un silicato de metal de transicion funcional en donde
dicho silicato de metal de transicion funcional se selecciona del grupo que
comprende:
(i) Silicatos cupricos que tienen relacion de silice a cobre en el rango de 1 a
0.34 hasta 1 a 5.15;
(i) Silicatos de zinc que tienen relacion de silice a zinc en el rango de 1 a 2
hasta 1 a 12;
(iii) Silicatos de plata que tienen relacion de silice a plata en el rango de 1 a
15 hasta 1 a 19.5;
(iv) Silicatos de manganeso que tienen relacién de silice a manganeso en el
rangode a1 hasta1a 1.9y
(v) Silicatos de zirconio que tienen relacion de silice a zirconio en el rango
de1a0.77 hasta1a29
dichos silicatos de metal de transicion se prepararon mediante el proceso
gue comprende los pasos de:
(a) adicionar una solucion de sal del metal de transicién a una solucién de
silicato de alcali soluble para formar una mezcla;
(b) formar un precipitado de un silicato de metal de transicion; y
(c) lavar y secar el precipitado asi obtenido para obtener el silicato de metal
de transicion.
en dicho paso (a), la relacion entre la solucién de sal del metal de transicion
a la solucion de silicato de alcali es variada, la temperatura a la cual las
soluciones son mezcladas es variada entre 20°C y 90°C, y el pH del medio

es variado entre 2 a 11.

2. El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
cuprico se prepara bajo condiciones 4cidas, tiene una relacién de silice a cobre
de 1:5.15 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrémetro de
resonancia de espin electréonico que son (a) 4.3; (b) 2.5; (¢) 2.3; (d) 2.0 y (e) 2.0;
y

Analisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 16.2, 32.2 y
39.7, con alturas de picos de 2128, 1593 y 1470 respectivamente.
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3. El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
clprico se prepara bajo condiciones neutras, tiene una relacion silice a cobre de
1:1 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electronico que son (a) 3.1; (b) 2.3; (¢) 2.0; (d) 1.2y (e) 0.9;
y

Analisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 16.1, 32.2 y
39.7, con alturas de picos de 940, 764 y 694 respectivamente.

4. El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
cuprico se prepara bajo condiciones acidas, tiene una relacion silice a cobre de
1:0.78 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electronico que son (a) 2.2 y (b) 2.0; y

Andlisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 16, 32 y 39,

con alturas de picos de 835, 706 y 502 respectivamente.

5. El método como se reivindica en la reivindicacién 1, en donde el silicato
cuprico se prepara bajo condiciones acidas extremas, tiene una relacion silice a
cobre de 1:0.53 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electrénico que son (a) 2.1; (b) 2.0y (¢c) 2.1; y

Analisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 16.1, 32.2 y
39.71, con alturas de picos de 400, 394 y 330 respectivamente.

6. El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
cuprico se prepara bajo condiciones acidas extremas, tiene una relacion silice a
cobre de 1:0.34 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrémetro de
resonancia de espin electrénico que son (a) 2.1, y (b) 2.0; y

Andlisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 16.2, 32.3 y
39.8, con alturas de picos de 541, 414 y 365 respectivamente.

7. El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
de zinc se prepara bajo condiciones neutras, tiene una relacién silice a zinc de

1:12.13 y exhibe las siguientes caracteristicas:
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Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electrénico que son (a) 5.4; (b) 4.5; (c) 2.5; (d) 2.1y (e) 2.0;
y

Andlisis de difraccién de rayos X que tiene 3 picos significativos en 32.7, 59.5 y
26.2, con alturas de picos de 444, 307 y 263 respectivamente.

8. El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
de zinc se prepara bajo condiciones acidas extremas, tiene una relacion silice a
zinc de 1:2.46 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electronico que son (a) 4.3; (b) 4.0; (c) 2.5; (d) 1.8 y (e) 2.0;
y

Analisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 11.0, 33.5 y
32.8, con alturas de picos de 2079, 835 y 664 respectivamente.

9. El método como se reivindica en la reivindicacién 1, en donde el silicato
de plata se prepara bajo condiciones neutras, tiene una relacion silice a plata de
1:19.57 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electrénico que son (a) 4.3; (b) 2.3; (¢) 3.9y (d) 2.0; y
Anélisis de difraccidn de rayos X que tiene 3 picos significativos en 32.2, 46.2 y
27.8, con alturas de picos de 3945, 2421 y 1835 respectivamente.

10. El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
de plata se prepara bajo condiciones acidas extremas, tiene una relacion silice
a plata de 1:1.04 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electronico que son (a) 4.3; (b) 4.0y (¢c) 1.9;y

Andlisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 29.3, 47.6 y
42.3, con alturas de picos de 2217, 684 y 674 respectivamente.

11.  El método como se reivindica en la reivindicacién 1, en donde el silicato
de manganeso se prepara bajo condiciones neutras, tiene una relacion silice a
manganeso de 1:1.94 y exhibe las siguientes caracteristicas:
Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrémetro de
resonancia de espin electronico que son (a) 1.93 y (b) 2.06; y
Andlisis de difraccion de rayos X que tiene 1 pico significativo en 30.6, con

altura de pico de 148.0.
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12. El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
de manganeso se prepara bajo condiciones 4acidas extremas, tiene una relacion
silice a manganeso de 1:1.09 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electrénico que son (a) 4.3; (b) 4.1; (c) 2.1, (d) 2.1; (e) 20 y
1.9y

Analisis de difraccion de rayos X que tiene 1 pico significativo en 24.6, con

altura de pico de 32.8.

13. El método como se reivindica en la reivindicacién 1, en donde el silicato
de zirconio se prepara bajo condiciones neutras, tiene una relacion silice a
zirconio de 1:2.9 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrémetro de
resonancia de espin electronico que son (a) 4.42; (b) 1.82; (c) 2.24; (d) 2.3; (e)
2.18 y (f) 1.23.

14. El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
de zirconio se prepara bajo condiciones acidas extremas, tiene una relacion
silice a zirconio de 1:0.77 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrémetro de
resonancia de espin electrénico que son (a) 4.3; (b) 2.8; (¢) 1.9; (d) 1.2, (e) 1.0y
09y

Analisis de difraccién de rayos X que tiene 1 pico significativo en 10.8, con

altura de pico de 84.80.

15. El método como se reivindica en la reivindicacién 1, en donde los
microbios se seleccionan del grupo que comprende protozoos, bacterias,

hongos, virus y combinaciones de los mismos.

16. El método como se reivindica en la reivindicacion 7, en donde la bacteria
es una bacteria coliforme, una bacteria Gram positiva, una bacteria Gram

negativa o mezclas de las mismas.

17. El método como se reivindica en la reivindicacion 7, en donde el protozoo

es Cryptosporidium parvum
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18. El método como se reivindica en la reivindicacion 7, en donde el hongo
es hongo patogénico tal como Sclerotium rolfsii, Rhizocotnia solani, Fusarium

oxysporium, Pyricularia oryzae, Aspergillus sps 0 combinaciones de los mismos.

19. El método como se reivindica en la reivindicacion 7, en donde el virus es

de naturaleza infecciosa.

20. Un método para reducir el nivel de contaminantes seleccionados del
grupo que comprende metales, quimicos, pesticidas, bio-moléculas (tal como
una proteina) o combinaciones de los mismos caracterizado dicho método por
el paso de contactar el contaminante con un silicato de metal de transicion
funcional o un sustrato que comprende un silicato de metal de transicion
funcional inmovilizado sobre él, en donde dicho silicato de metal de transicion
funcional se selecciona del grupo que comprende:

(i) Silicatos cupricos que tienen relacién de silice a cobre en el rango de 1 a

0.34 hasta 1 a 6.15;

(i) Silicatos de zinc que tienen relacion de silice a zinc en el rangode 1 a 2

hasta 1 a 12;

(iii) Silicatos de plata que tienen relacion de silice a plata en el rango de 1 a

15 hasta 1 a 19.5;

(iv) Silicatos de manganeso que tienen relacion de silice a manganeso en el

rangode1a1hastata19;y

(v) Silicatos de zirconio que tienen relacion de silice a zirconio en el rango

de1a0.77 hasta1a 29

dichos silicatos de metal de transicion se prepararon mediante el proceso

que comprende los pasos de:

(a) adicionar una solucién de sal del metal de transiciéon a una solucion de

silicato de alcali soluble para formar una mezcla;

(b) formar un precipitado de un silicato de metal de transicion; y

(c) lavar y secar el precipitado asi obtenido para obtener el silicato de metal

de transicion.

en dicho paso (a), la relacion entre la solucion de sal del metal de transicion

a la solucién de silicato de alcali es variada, la temperatura a la cual las

soluciones son mezcladas es variada entre 20°C y 90°C, y el pH del medio

es variado entre 2 a 11.
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21. El método como se reivindica en la reivindicacion 20, en donde el
contaminante es un metal seleccionado del grupo que comprende arsénico,

mercurio, plomo, metales toxicos, pesticidas y combinaciones de los mismos.

22. El método como se reivindica en la reivindicacion 20, en donde el
contaminante y o absorbente se selecciona del grupo de las bio-moléculas (tal

como una proteina).

23. El método como se reivindica en la reivindicacion 20, en donde el
contaminante es un quimico seleccionado del grupo que comprende
trihalometanos, compuestos organicos semi-volatiles, compuestos organicos

volatiles, fenoles, bifenilos policlorados.

24. El método como se reivindica en la reivindicacion 20, en donde el
contaminante esta en forma gaseosa tal como gases de combustion, humo de
cigarrillo, etc. que contiene monoxido de carbono, diéxido de azufre, Oxido de
nitrégeno, hidrocarburo, alquitran de tabaco, nicotina, gases quimicos toxicos y

combinaciones de los mismos, etc.



